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© Vorrichtung zum Zus8mmenfugen von Substraten 

© Fur eine einfache und kostengunstige Vorrichtung zurn 
Zusammenfugen von Substraten, mit der das Zusam- 
menfugen sicher, genau und mit geringer Ausschufcrate 
moglich ist, gibt die Erfindung eine Vorrichtung zum Zu- 
sammenfugen von wenigstens zwei jeweils em Innenloch 
aufweisenden Substraten, mit einem den Innenlochern 
der Substrate angepaRten Stift, der wenigstens zwei rarii- 
al zum Stift bewegbare Nasen aufweist, auf deren gera- 
den Aufcenflachen die Innenlochkanten der Substrate 
beim Bewegen der Nasen zum Stift hin nach unten glei- 
ten t an. 
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Beschreibung 

Die vorlicgcndc Erfindung bcziehl sich auf cine Vorrieh- 
Uing zum Zusanmienfiigcn von wenigslcns zwei jeweils cin 
Inncnloch aufweisenden Subslralen. 5 

Vielc Daicnlragcr, wie beispielsweise DVD's beslchcn in 
dor Regcl aus /.wci iniieinandcr vcrklcbicn Subslralen, wel- 
chc zum Vcrklcbcn xenlrierl zusainmengclugl werden. Da- 
bei wird in dcr Regcl cin crsics mil einer Klcbschichi verse- 
benes Subslral. auf cincr cbenen Unlerlagc abgclcgt und an- 10 
schlieBend wird cin /.weitcs Subslral. mittels cincr ITandha- 
bungsvorrichlung uber das ersic Subslral bcwcgl und damil 
/.usainnicn gchrachl. Dabci muB die Handhabungsvorrich- 
lung sowohl in der Lage sein, die Substrate genau zucinan- 
dcr auszurichl.cn, als auch die Substrate gleichmaBig /.usam- 15 
men zu drucken. Fine dcranigc TTandhahungsvorrichlung isl 
jedoch sehr aufwendig und anfallig gegenuber Slorungcn, 
was /.u UnrcgclrnaBigkcit.cn bcirn Zusamincnfugen flu hit 
und die Funklion des Datcnlragers becintrachtigl und ihn 
gegebenen falls unbrauchbar machl. 20 

Ausgehcnd von dcr oben beschri cbenen Vorrichlung liegt 
dcr Erfindung die Aufgabe zugrundc, cine einfache und ko- 
stengunsligc Vorrichlung /urn Zusamnicnfugcn von Sub- 
strain vorzuschen, mil dcr das Zusammenfiigen sichcr, ge- 
nau und mil klcincr AusschuBralc moglich ist. 25 

ErfindungsgcmaB wird dicsc Aufgabe durch cine Vorrich- 
lung zum Zusamnicnfugcn von wenigslcns /.wei jeweils cin 
Inncnloch aufweisenden Subslralen gelost, die cinen den In- 
ncnlochcrn dcr Substrate angepaBlcn Stift aufweist, dcr we- 
nigst.cn /wci radial zum Stift. bewegbarc Nasen aufweist, auf 30 
deren geraden AuBcnflachcn die [nncnlochkant.cn dcr Sub- 
strate bcim cin Bewegen dcr Nasen zum Stift hin nach untcn 
gleitcn. Dcr Stift crmoglichi, daB die Subst rate bcim Zusam- 
menfiigen genau zenlrisch und parallel zucinandcr gcfiihrt. 
werden. Insbcsondcre werden die Substrate durch die gera- 35 
den AuBcnflachcn der Nasen planparallel zucinandcr gchal- 
tcn und die geraden AuBcnflachcn schen bcim zusamnicnfu- 
gcn cinen konstanien Bewegungsablauf vor. 

Durch die Verwcndung des Stifts konncn die Anforderun- 
gen an cine TIandhabungsvorrichlung erhcblich verringert 40 
werden, so daB bier mi I assoziiertc Kostcn cnt fallen. 

Bei cincr besondcrs bevor/ugien Ausfuhrungsfonn dcr 
Erfindung hall.cn die Nasen die Substrate vor dem Zusarn- 
menfugen bcabstandet, so daB sie auf dem Stift abgclcgt, 
und anschlicBend in cine Zusamnienfugslalion Iran sportier! 45 
werden konncn, in der sic zusaninicngcfugl werden. Vorteil- 
hafterweise ist der Stift cin Zcnlrierstifl, der wenigslcns ini 
unteren Bcreich cinen AuBcnumfang aufweist, der dem In- 
ncnumfang der Innenlocher dcr Substrate enlspricht, urn 
diese genau zucinandcr auszurichl.cn. 50 

Fur cine besondcrs einfache und koslengunstige Ausge- 
staltung dcr Brfindung sind die Nasen schwenkbar am Zen- 
trierstift angcbrachl. Vorteilhafterweise sind die Nasen 
durch wenigslcns cine Vorspanneinheit nach auBen vorge- 
spannl, um cin kon troll icrtes Zusamnicnfugcn der Substrate 55 
zu errcichen. Dabci wcisl die Vorspanneinheit vorzugsweise 
wenigslcns cine Fcdcr auf. 

Bei einer Ausfiihi-ungsform dcr Erfindung sind die Nasen 
durch Druckausiibung auf die Substrate zum Stift. hin be- 
wegbar, so daB die Substrate durch einfache Druckausiibung 60 
kontrolliert. zusammengefugt werden konncn, 

Bei einer altcrnaliven Ausfuhrungsfonn der Erfindung ist 
cin die Nasen radial bewegendes Bclaligungsclement vorge- 
sehen. welches die Bewegung der Nasen steueri. Zu dicsem 
Zwcck sind die Nasen vorzugsweise als Hcbclarnic ausgc- 65 
bildel, um cine einfache Bctatigung dcrsclbcn zu erniogli- 
chen. Vorteilhafterweise ist das Betatigungsclcment zwi- 
schen die Nasen cinfiihrbar und ist konisch ausgebildel, urn 



auf einfache Weisc cine glcichniaBigc Bewegung dcr Nasen 
zu crmoglichcn. Fur cine gute Cilcil bewegung zwischen den 
Nasen und dem Hetaligungselcnicnl sind die Enden dcr Na- 
sen vorlcilhaficr Wcisc ahgerundcl. 

Bei cincr wcitercn Ausfuhrungsfonn dcr Erfindung ist die 
Vorspannung der Nasen vcranderbar, um cin gcslcucrt.es 
CJIcil.cn dcr Substrate cntlang dcr AuBcnflachcn der Nasen 
zu crmoglichcn. Vorteilhafterweise ist cin im Stift angcord- 
ncicr Konus vorgesehen, der entgegen cincr Vorspannung 
bewegbar ist. Dabci ist dcr Konus vorzugsweise gegen cine 
Fcdcr bewegbar. 

Vorzugsweise ist zwischen dent Konus und den Nasen cin 
Vorspannelcmcnt vorgesehen, urn cine kontrollierbare Vor- 
spannung dcr Nasen vorzuschen. Die nach auBen gcrichlctc 
Vorspannung der Nasen isl dabci vorzugsweise uber cine 
Bewegung des Konus vcranderbar. 

Weiiere Mcrkmale, Vortcile und Finzelheiien dcr lirfin- 
dung werden nachfolgcnd anhand von bcvorzugi.cn Ausfuh- 
rungsbeispiclen unter ficzugnahme auf die Figurcn criau- 
tcrl. Es zcigen: 

Fi«. 1 einc schcmatischc Schnittansicht durch cinen Zcn- 
lrierstifl gcmaB der vorliegcnden Erfindung vor dem Zusam- 
nicnfugcn zweicr Substrate; 

Fig, 2 cine schcmatischc Schnittansicht des Zen triers lifts 
gciiiiiB Fig. 1, wahrend dem Zusamincnfugen dcr Substrate; 

Fig. 3 cine schcmatischc Schnittansicht des Zcntricrstifts 
und ciner Substrat-fTandhabungsvorrichtung zum Entneh- 
mcn dcr Substrate vom Stift; 

Fig. 4 cine IVozeB station zum Zusamincnfugen zweicr 
Substrate, wclchc cinen Zcnlrierstifl gcmaB der vorliegcn- 
den Erfindung beinhahcl., und zwar in ciner gcofTnctcn Posi- 
tion; 

Fig. 5 cine Ansicht ahnlich wie Fig. 4, wobei die ProzcB- 
station in cincr geschlosscnen Position vor dem Zusamnicn- 
fugcn zweicr Substrate gczcigl ist; 

Fig. 6 cine ahnlichc Ansicht zu Fig. 4, wobei die ProzeB- 
station wahrend dcrn Zusamnicnfugcn zweicr Substrate gc- 
zcigl ist; 

Fig. 7 cine Ansicht ahnlich zu Fig. 4, einer altcrnaliven 
ProzeBslation zum Zusamnicnfugcn zweicr Substrate. 

Die Fig. 1 bis 3 zcigen ein ersles Ausfuhrungsbeispiel ei- 
nes Zenlner- und Haltestifts 1 zur Aufnahnic von Subslralen 
2, 3. Dcr Still ist in einer nicht dargesielllen Aufnahnic auf- 
genommen, die cin Auflagc fur die Substrate 2, 3 definicrt. 
Einc Zusamrncnfugstafion, in der der Stift einsetzbar ist, ist 
beispielsweise in dcr auf diesclbc Anmeldcrin zuruckgehen- 
den und am sclben Tag, wie die vorlicgcndc Anmeldung ein- 
gereichtcn Palcntanmeldung mil dem Tilel "Vorrichliing und 
Vcrfahren zum Hcrstcllen cincs Datentragers" gczeigt, die, 
um Wicderholungcn zu venneiden, zum CJegen stand dcr 
vorliegcnden Anmeldung gemacht wird. 

Dcr Stift 1 bcsitzl cinen nach oben geoiTneten Hohlraum 
5, dcr seitlich durch cine Seitenwand 7 und nach untcn durch 
cinen Boden 8 des Stifts 1 begrenzt ist. Dcr AuBenumfang 
dcr Wand 7 ist an die Form dcr Innenlocher der Substrate 2, 
3 angepaBl und insbesonderc in cinem unteren Bcreich bc- 
sitzl dcr Stift cinen genau gcschliflenen AuBcnumfang, um 
cine gute Zentrierung und Fuhrung der beiden Substrate 2, 3 
zucinandcr sicherzustcllcn. An ihrem obcrcn Endc isl die 
Wand abgeschragt, so daB sie cine sich nach oben verjun- 
gende Schragc 9 definicrt. Die Schrage 9 ermoglicht cine 
Zentrierung und Fuhrung dcr Substrate bei dcr Aufnahnic 
auf dem Stift. 

An dcr Seitenwand 7 des Stifts 1 ist eine Vielzahl von Na- 
sen 10 angcbrachl, von denen zwei in den Fig. 1 bis 3 dargc- 
stcllt. sind. Bei der derzeit bevorzuglen Ausfuhrung sind vier 
Nasen 10 vorgesehen. Die Nasen .10 sind in gceigneier 
Weisc schwenkbar an dcr Wand 7 des Stifts 1 angcbrachl. 
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um zwischen den in Fig. 1 und 2 gczciglcn Posii.ioncn 
schwenkhar /.u scin. 

Die Nascn 10 werden ubcr Druck federn 12 voni Slifl 1 
weg radial nach auBcn in die in Fig. 1 gczcigic Position vor- 
gcspannl, wic nachfolgcnd noeh nahcr bcschricbcn wircl. Im 
Ilohlraum 5 des Slifls 1 isl cin Konus 13 vorgeschen, dcr 
sich nach oben verjungi. Dcr Konus 13 isl inncrhalb des 
Ilohlraunis 5 verlikal hewcglich angcordncl. und ubcr cine 
Fcdcr 15 nach oben in die in Fig. 1 gezeiglc Position vorge- 
spannl. 

Die Druckfcdem 12 si.uiv.cn sich mil cincm lindc an dem 
Konus 13 ab. und mil ihrcm anderen lindc an den Nascn 10, 
uin dicse nach auBcn /.u drucken. Dubei konncn die Federn 
12 enllang dcr konischen Flache des Konus 13 gleiien. wo- 
durch die nach auBcn geri chicle Vorspannkrafl veranden 
wird. 

Fin nichl dargcstelller Fcderring crsirccki sich um das un- 
tcrc lindc dcr Nascn, um dicsc /.u dem Slifi. 1 hin in die in 
Fig. 1 ge/.ciglc Position zu ziehen. Dabei isl die Fedcrkon- 
sianle des Fcdcrrings so gcring. daB sic die durch die Druck- 
fcdem 12 ausgciibic, nach auBcn gcrichtclc Vorspannkrafl 
nichl uberstcigi, solangc sich der Konus 13 und somildic in- 
nerc Abslutzung dcr Federn 12 in der in Kig. 1 gczeigten Po- 
sition bcflndcl. Wenn der Konus 13 wic in Kig. 2 ubcr cincn 
Slab 17 nach unlcii gcdriickl wird, gleiien die Federn 12 enl- 
lang dcr konischen Flache des Konus 13, wodurch die nach 
auBcn gcrichtclc Vorspannkrafl dcr Federn 12 vcrringcrt 
wird. In dicscr Position reichi die Fedcrkonsl ant e des Fcdcr- 
rings aus, die Nascn 10 /.um Slifl 1 hin in die in Fig. 2 gc- 
zcigic Position zu Ziehen. 

W ah rend dcr IJewegung der Nascn 10 zwischen der in 
Fig. 1 gczciglcn Position und der in Fig. 2 gczeigten Posi- 
tion glciteldas Subslral2 enllang der AuBenflaehen der Na- 
scn 10 in Richlung des Substrats 3. Dabci schen die geraden 
AuBenflachcn dcr Nascn 10 einc gulePuhrung des Substrats 
2 vor. was cin Verkippen des Substrats vcrhindcrl. Dicse 
Fuhrung wird bei im wescntlichen konsiantcm Kraflvcrlauf 
bcibchalt.cn, bis das Substral 2 auf dem Substrat 3 liegt. 

Der Stab 17 kann Tcil cincs nichl dargcslclll.cn Druck- 
slcmpels scin, dcr zum Zusammendruckcn dcr Substrate 2, 3 
dienl. 

Anstellc dcr oben bcschricbcncn Anordnung von Druck- 
fcdem 12 zum NachauBcndruckcn dcr Nascn 10 und cincm 
nichl dargcslelllcn Fcderring zum Zusammcnzichcn der Na- 
scn ware cs auch moglich, daB die Nascn 10 dirckl den Ko- 
nus 13 kontakliercn und in dcr in Fij». 1 gczciglcn Position 
durch den Konus 13 nach auBcn gcdriickl werden. Wcnn dcr 
Konus 13 in die in Fig. 2 gczcigic Position bewegt wird, 
g lei ten die Nascn enllang der konischen Ober flache des Ko- 
nus 13 und werden durch den nichl dargcslelllcn Fcderring 
in die in Fig. 2 gczcigle Posilion gczogen. Dcr sclbc Effekt 
konnlc auch errcichl werden, wenn die in Fig. 1 gczciglcn 
Fedcrn 12 als Zugfedcrn ausgcbildcl warcn. 

Fig. 3 zeigl cine Substral-PIandhabungsvorrichlung 20 
zum Enlnchmen dcr zusamnicngcfiigt.cn Substrate 2, 3 voni 
Slifl 1. Die Handhabungsvorrichtung 20 wcisl cinen Di- 
slanzslab 22 zum Hcrunterdruckcn des Konus 13 auf, um 
die Nascn 10 vor der Enlnahme in ihrc eingefahrene Posi- 
lion gemaB Fig. 3 zu bewegen. Die Handhabungsvorrich- 
tung 20 wcisl ferner Vakuumfingcr 24 auf, von denen zwei 
in Fig. 3 dargeslclll sind, mil denen die Substrate 2, 3 an die 
Handhabungsvorrichtung 20 angesaugt und daran gchalten 
werden. Die Vakuumfingcr 24 sin d bczuglich eines Haupl- 
korpers 25 der Handhabungsvorrichtung 20 hohenvcr- 
schiebbar, wic bcispiclswcisc mill els cincs Balgcnmccha- 
nismus, um cine hohenmaBigc Relativbcwcgung zwischen 
dem Distanzstab 22 und den Vakuumfingcrn 24 zu ennogli- 
chen. 
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Nachfolgcnd wird cine Ausfuhrungsform dcr lirlindung 
an hand dcr Fig. 4 bis 7 bcschricbcn. wobci dicse I ben Be- 
zugszcichen wic in den Fig. 1 bis 3 vcrwcndel werden, so- 
fern gleiche odcr gleichariigc Tcile helroffen sind. 

5 Fig. 4 zeigl cine ProzeBstalion 30 zum ZusammcnTugcn 
von Subsl.ral.cn 2, 3 zur Bildung cincr DVD. Die ProzcBsta- 
lion 30 wcisl cincn Aullagetcil 32, sowie cinen ProzeBkani- 
nierlcil 34 auf. Dcr Aullagetcil wird im wescntlichen durch 
eincn Grundkorper 36 gcbildei, der cine Aullage fur das 

10 Substrat 3 definicrt.. Wie am besien in Fig. 7 zu schen isl, be- 
sil/.l der Grundkorper 36 cine nach oben weisende Flache 
38. die in cincm unicr dem Substral bcfindlichcn Tcil cine 
Vcrliefung 39 aufweisl, um bei aufgelcglem Substral cine 
Kammer 40 zwischen dem Subslrai 3 und dem Cirundkorpcr 

15 36 zu bilden. Die Kammer 40 isl ubcr Lcilungcn 41. 42 mil 
cincm unicr Druck slchcndcn Fluid beau fsch lag bar, um 
wahrend cincs Zusanimcnfugvorgangs cincn nach oben ge- 
richiclen Druck gegen das Substrat auszuuben. Ubcr in dcr 
Flache 38 angeordnele O-Ringe 45, 46 wird die Kammer 

20 nach auBcn abgcciichici, sodaB wall rend des Zusammcnfug- 
vorgangs kein Fluid aus dcr Kammer cnlweichl. 

In dcr Flache 38 isl im Millclbcrcich cine wciterc Vcrlie- 
fung 47 ausgcbildcl, in der cin Zentncr- und Haltcslifl 50 
aufgenommen isl. Der Slifl 50 wcist schwenkbar daran an- 

25 gebrachle Nascn 51 auf, die geradc AuBenflachcn 53 besil- 
zen. Der Slifl. 1 wcist cinen radial bczuglich dcr Nascn 51 in- 
ncn licgenden Zapfcn 55 auf, dcr sich von unlcn zwischen 
die Nascn 51 crsirccki, und zwar bis zur Hohc der Schwcn- 
kanbringung der Nascn. Zwischen den Nascn und dem Zap- 

30 fen sind Druckfcdem 56 angeordncU die die Nascn 51 radial 
nach auBcn drucken. Dabci bilden die Nascn 51 einc sich 
nach unlcn crweitcrndc konischc Form, auf der cin Substral 
2 abgelcgt werden kann. Durch die Fedcrn 56 werden die 
Nasen mil cincr ausrcichcndcn Kraft nach auBcn gcdriickl, 

:VS um das Substral 2 in der in Fig. 4 gczciglcn Position zu hal- 
Icn. Uni die Substrate 2. 3 zusammenzufugen wird von 
oben, ubcr cine nachfolgcnd noch beschricbene Vorrich- 
lung, cin Druck auf das Substrat 2 angclegl, der ausreicht, 
die Fcdcrkrafl zu ubcrwinden und ein nach innen Schwcn- 

40 ken dcr Nascn 51 zu bewirken. Dabci gleiien das Substrat 2 
enllang dcr geraden AuBenflachcn 53 dcr Nascn 51 und wird 
wiihrend der Gleitbewcgung genau gefuhrt, wodurch ein 
Verkippen des Substrats 2 vcrhindcrl wird. Das Substrat 2 
wird im wescntlichen solangc gefuhrt, bis cs mil. dem Sub- 

45 slrat 3 in Kontakt kommt und mil dicscm zusammcnge- 
druckl wird. 

Dcr ProzcBkamniencil 34 wcist ein Gchausc 60 auf, das 
cine nach untcn geoffneic Kammer 62 definicrt. Das Gc- 
hause 60 und der Auflagetcil 32 sind rclaliv zucinander be- 

50 wegbar, wobci das Gchausc auf der Oberflachc 38 des Auf- 
lagclcils 32 posilionicrbar isl, um die Kammer 62 in dem 
Gchausc 60 nach unlcn abzuschlicBcn. Die Kammer 62 
kann uber cine Leilung 64 enlluftct werden, sodaB ein Zu- 
sammenrugvorgang der Substrate 2, 3 im Vakuum crfolgen 

55 kann. 

In der Kammer 62 isl einc bcweglichcr Slempcl 65 angc- 
ordncl, der in ciner nach unlcn weisende n Oberflachc 67 
einc Verlicfung 68 aufweisl, um zwischen dem Stempel 60 
und dem Substral 2 einc Kammer 70 zu bilden wcnn dcr 

60 Stempel 60 in Kontakl mil dem Subslrai 2 bewegt. isl, wic in 
Fig. 6 gezcigl isl. Die Kammer 70 isl durch O-Ringc nach 
auBcn bzw. nach innen abgcdichtel. Die Kammer 70 isl in 
gleicher Weise wic die Kammer 40 mil einem Fluid beauf- 
schlagbar, um das Substrat 2 wahrend eines Fiigc vorgangs 

65 nach untcn gegen das Substrat 3 zu drucken. Ein Zusam- 
mendrucken dcr Substrate ubcr einc in die Kammcm 40, 70 
cingelciicles Fluid sich! cincn glcichmaBigcn Flachcndruck 
an den Substralcn vor und gcwahrleisict sontil cinen gut en 
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Higcvorgang. 

Anhand der Fig. 4 bis 6 wird nun cine Zusammenfiigcn 
dor Subslratc crlaulert. Wie in Kij». 4 zu schen ist. isi einer- 
sles Suhslral 3 auf dcr Obcrfliichc 3S des Auflagcieils 32 ab- 
gclegl, und ein /. wcil.es Subslral isi an I den Nascn 51 des 5 
Stilts 50 abgclcgt, wodurch cin definictter Abstand zwi- 
schen den Substrain bcibehallcn wird. Das Gehause 60 des 
ProzeBkammcrlcils 34 is! von der Obcrflache 38 des Aulla- 
geieils 32 en t fern I. 

AnschlieBend wird das Gchause 60, wie in Fig. 5 gczeigi 10 
isl, auf dcr Obcrflache 38 Positionierl, urn cine gcschlosse- 
nen ProzcBkammcr 62 zu bilden. Nun wird die ProzcBkam- 
mcr ubcr die I fitting 64 cnlluflel, uni das nachfolgcndc Zu- 
sammcnfugcn der Subslratc unler Vakuumbcdingungcn 
durchzufuhren. 15 

TTierdurch werden Lufleinschlusse zwi schen den Substra- 
in beini Zusammcnfugcn vcrhindcrt. 

Dcr Slcmpcl 65 wird abgcscnkt, bis cr mil dem Subslral 2 
in Kontakl kommt., und dann wird das Subslral 2 durch den 
sich weilcr absenkenden Slcmpcl 65 nach unlen gedruekl. 20 
Dabei werden die Inncnlochkanlen des Substrals 2 durch die 
sich nach innen sch wen ken den Nascn 51 gefuhrt, wodurch 
cin Vcrkippcn des Substrals 2 vcrhindcrt wird. 

Sobald das Subslral 2 so wcit abgcscnkt isl, daB cs mil 
dem Subslral 3, insbesondere mil einer darauf befindlichcn 25 
Klebeschichl in Kontakl kommt, wie cs in Fig. 6 gczeigi isl, 
wird unler Druck stchendes Fluid in die Kammcrn 40, 70 
eingcleitcl, urn die Substrate 2. 3 kontrollicrt zusammenzu- 
drucken. 

Stall der oben beschriebenen Zusammcnfug vorrichlung 30 
30 kann sclbstvcrslandlich auch cine andere geeignelc Vor- 
richlung in Verbindung mil dem Zeniner- und Haiicstifl ver- 
wendcl werden. Bin Beispicl fiir cine dcrartige Vorriehlutig 
isl in dcr auf dicselbe Annicldcrin zuruckgchcndcn und am 
selben Tag cingcreichten Paten tan meldung mil dem Titcl 35 
"Vorrichtung und Vcrfahren zum Hcrslclien cines Datenlra- 
gers" beschrieben, die insofern zum Gegcnstand dcr vorlie- 
genden Annicldung gemacht wird um Wiedcrholungcn zu 
vermeiden. 

Fig. 7 zeigl cine Aufiagceinheil 32 einer ProzeBstalion 30 40 
gcmaB der Fig. 4 bis 7, wobei zusatzlich cin Bctaligungscle- 
merit 74 gezcigl isl, das /.um Sch wen ken der Nascn 51 des 
Slifts 50 gecignet isl. Das Bclaligungselcnicnl 74 weisl ei- 
nen Schaft 76, sowie einen daran befesliglcn Konus 78 auf, 
Naturlich konnlcn dcr Schaft 76 und dcr Konus 78 auch cin- 45 
leilig ausgebildct scin. Dcr Konus 78 wcist sich nach unlen 
verjungendc Oberflachen 79 auf, die zwischen die Nascn 51 
des Slifts 50 cingefuhrl werden konnen, wie in Fig. 7 ange- 
deulel ist. Wenn der Konus zwi schen die Nasen 51 einge- 
fuhn wird, kommt er mil abgerundelen lindlcilcn 80 dcr Na- 50 
sen 51 in Konlakl und druck! diesc bei einer weilcr nach un- 
len gerichlct.cn Bewegung des Konus 78 auseinander. Da- 
durch werden die Nasen, insbesondere die gcraden AuBen- 
flachen 53, enlgegen dcr nach auBen gerichteten Vorspan- 
nung der Federn 56 in Richtung des Stills 50 nach innen gc- 55 
schwenkt. Der Konus kann die Nascn vollstandig nach in- 
nen schwenken, um cine Bewegung von Substral.cn cntlang 
des Slifts 50 zu ermoglichen. 

Das Betatigungsclcment 74 ist bcispielsweisc mil dem 
Stempel 65, gemaB den Fig. 4 bis 6 assoziiert, urn ein kon- 60 
trollierl.es Ablegen des Substrals 2 zu ermoglichen. Das Be- 
tatigungsclement 74 kann aber auch mil einer Subslrat-Ent- 
nahmecinheil. assoziiert. sein, urn eine freies Abnehmen der 
Substrate 2 ? 3 von dem Stift 50 nach dem Zusammcnfugcn 
zu crlaubcn. 65 

Die Erfindung wurde zuvor anhand hevorzugler Ausfiih- 
rungsformen der Erfindung beschrieben, ohnc jedoch darauf 
beschrankt zu scin. Insbesondere isl die Vorrichtung nichi 



nur dafur einsel/bar, Subsirale zur Bildung von DVD's zu- 
sammenzufugen. Die l.idindung isl auch bei einer Vorrich- 
lung zuni Bcschichl.cn eines optischen Daieni.ragers an- 
wendbar, wie sic bcispielsweise in der auf dicselbe Annicl- 
dcrin zuruckgehenden. am selben Tag wie die vorliegende 
Annicldung cingcreichten Palcnianmeldung mil dem 'Hiel 
"Vorrichlung und Verfahren zum Bcschichlen cines optisch 
lesharen Dalenlragers" beschrieben isl. Um Wiedcrholun- 
gcn zu vermciden wird diesc Annicldung zum Cicgenstand 
der vorliegende n Annicldung gemacht. Pcrncr ist die Vor- 
richlung auch nieht auf das Zusammcnfugcn von zwei Sub- 
strain beschriinkl, Vielmehr konnen auch mchrerc Sub- 
sirale enlweder scqucnl.iell oder auch im wesentlichen 
gleichzeilig zusamniengefugl werden. 

Pal e n la nsp ruche 

1. Vorrichtung zum Zusammcnfugcn von wenigslcns 
zwei jewcils ein Innen loch aufweisenden Subsl ralen 
(2, 3), mil ein em den Innenlochem dcr Subsirale ange- 
paBl.cn Stift (1, 50), der wenigslcns zwei radial zum 
Stift (1, 50) bewegbarc Nascn auf wcist, auf dcren gcra- 
den AuBcnllachen die Inncnlochkanlen der Subsirale 
bcim Bcwcgcn dcr Nascn (10, 51) zum Stift (1, 50) hin 
nach unlen gleilen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB die Nasen (10, 51) die Substraie (2, 3) vor 
dem Zusammcnfugcn bcabstandet halten. 

3. Vorrichlung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gc- 
kcnnzcichnel, daB dcr Slifl (1, 50) ein Zcntrierslift ist. 

4. Vorrichtung nach eincm der vorhcrgehenden An- 
spruchc, dadurch gekennzeichnet, daB die Nascn (10, 
51) sch wen kbar am ZeiHrierstifl angebrachi sind. 

5. Vorrichtung nach eincm dcr vorhcrgehenden An- 
spruchc, gekennzeichnet durch wenigslcns eine Vor- 
spanncinheil (12, 56) zum Vorspanncn der Nasen (10, 
51) nach auBen. 

6. Vorrichtung nach eincm Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Vorspanneinheil wenigslcns eine 
Fcder (12, 56) aufweist. 

7. Vorrichtung nach einem dcr vorhcrgehenden An- 
spruchc, dadurch gekennzeichnet, daB die Nasen (10, 
51) durch Druckausubung auf die Substrate (2 ; 3) zum 
Stift (1, 50) hin bewegbar sind, 

8. Vorrichtung nach eincm dcr vorhcrgehenden An- 
spruchc, gekennzeichnet durch cin die Nasen (10, 51) 
radial bewegendes Bclatigungseiemcnl (13, 78). 

9. Vorrichtung nach eincm dcr vorhcrgehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichncL daB die Nasen (51) 
als Ilebelanne ausgebildct sind. 

10. Vorrichlung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Betatigungselemcni (78) zwi- 
schen die Nasen (51) cinftihrbar isl. 

11. Vorrichtung nach einem dcr Anspriiche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Betatigungselement 
(13, 78) konisch ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Nasen (51) an ihrem 
zum Bclaligungselcnient (78) weisenden Ende abge- 
rundct sind. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhcrgehenden An- 
spruchc, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorspan- 
nung dcr Nascn (10, 51) veranderbar ist, 

14. Vorrichtung nach einem der vorhcrgehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch cincn im Slid (1) ange- 
ordncten Konus (13), der enlgegen einer Vorspannung 
(15) bewegbar isl. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gckenn- 
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/.cichnei. daB tier Konus (13) gegen cine Fedcr (15) hc- 
wegbai* isl, 

1 6. Vorrichiung nach cincm dcr Anspriichc 14 odcr 1 5, 
gckcnn/.cichncl durch cin -/.wise hen eleni Konus (13) 
und den Nascn (10) angcordnelcs Vorspannclemcni 5 
(12). 

17. Vorrichiung nach cincm der Anspriichc 14 bis 16, 
dadurch gckcnn/.cichncl, daB die nach auUcn gcrichletc 
Vorspannung der Nascn (10.) Liber cine Bcwegung des 
Konus (13) verandcrbar isl. 10 

18. Vorrichiung nach cine in der vorhergehenden An- 
spriichc. gekenn/.cichnel durch cin die Nascn (10) nach 
innen ziehendes Zugclenicni, mil. cincr Zugkrafl. die 
nich! ausrcichl, die norma Icrweisc nach auBcn gcrich- 
letc Vorspannung der Nascn (10) zu iibcrwinden. 15 

19. Vorrichiung nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
/.eichnet, daB die Zugkrafl des Zugclcnicnls bei vcrrin- 
gcrtcr nach auBcn gcrichtclcr Vorspannung die Nascn 
(10) nach inncn zichl. 

20. Vorrichiung nach cinem dcr Anspriichc 1 8 odcr 1 9, 20 
dadurch gckcnnzcichncl, daB das Zugclenicni cin an 
den Nascn (10) angcbrachlcrFcderring isl. 

21. Vorrichiung nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
/.eichnct, daB der Fcdcrring am Inncnumfang dcr Na- 
scn (10) angeordnel isl. -5 

22. Vorrichiung nach eincin der vorhergehenden An- 
spriichc, gckcnnzcichncl durch vicr Nascn (10, 51). 
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